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(g) Bebilderung und Loschung einer Druckform aus Polymermaterial mit Imid-Gruppen 

@ Es wird ein Verfahren zur Erzeugung einer Struktur aus 
hydrophilen (34) und hydrophoben Berelchen (32) auf er- 
ner Druckform (30) vorgestellt, welche in einem ersten, im 
wesentlichen unstrukturierten Zustand ein Polymermate- 
rial mit Imid-Gruppen, beispielsweise Poly benzoidii mid 
Oder Polyamidimid, aufweist. Das Verfahren umfasst eine 
sich an eine drtlich selektive Belichtung durch UV-Licht 
zeitiich nachgehende chemische Behandlung der Oberfla- 
che mit einem Oxidationsmittel. Optional kann der drtlich 
selektiven Belichtung eine grof^flachige chemische Be- 
handlung der Oberflache mit einer starken Base voraus- 
gehen. Durch eine groGflachige chemische Behandlung 
der Oberflache mit einer starken Saure kann die Druck- 
form (30) wieder in den ersten Zustand uberfuhrt warden. 
Die strukturierte Druckform (30) eignet sich fiir den Ein- 
satz im Offsetdruck. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betriffi ein Verfahren zur Erzeugung einer Struktiir aus hydrophilen und hydrophoben Bereichen 
auf einer Oberflache, welche in einem ersten, im wesenilichen unstnikturierten Zustand ein Polymermateriai mil Imid- 
S Gruppen aufweist. Des wciteren betiifft die Erfindung cine Dnickform, insbesondcre fur den Einsatz als Druckform im 
Ofifsetdruck, mil einer Oberflache zum Drucken. 

[0002] Der lithographische Druck basiert. vereinfacht ausgedrtlckt, auf der Ausnutzung der Nichtmischbarkeit von Ol 
und Wasser auf einer Oberflache, der sogenannten Druckform, wobei die lipophile (hydrophobe) Losung oder die Unte 
Oder Farbe durch die bildaufbauendcn Bereiche und das Wasser oder die hydrophile Losung durch die nichlbildaufbau- 

10 enden Bereiche der DruckoberflSche fesigehallen werden. Wenn die in geeigneter Weise vorbereitete Druckoberflache 
mil hydrophiler und lipophiler Substanz oder Losung, insbesondere Wasser und Unte oder Farbe, benetzi wird, so halten 
die nichtbildmaBigen Bereiche vorzugsweise die hydrophile Substanz oder L5sung zuriick und sloBen die lipophilen 
Stoffe ab, wahrend die bildm^igen Bereiche die lipophile Losung oder Tinte oder Farbe annehmen und die hydrophilen 
Stoffc abwcisen. In der Folge wild dann die lipophile Subslanz in geeigneter Weise auf die Oberflache cines Materials 

15 ubertragen, auf dem das Bild fixierl werden soli, beispielsweise Papier, Sloff, Polymere und dergleichen. 

[0003J Seit vielen Jahren setzt man Aluminium als Material fur Druckformen ein. Oblicherweise wird das Aluminium 
zuerst einem Komungsverfahren und dann einem anschliefienden Anodisierungsverfahren unterworfen. Die Anodisie- 
rung dient dazu, eine anodische Oxidschicht bereitzustellen, deren Haftung durch die Komung verbesscrt wird. Durch 
die Komung werden die hydrophilen Eigenschaften des Hintei^gnindes der Druckplatte verstarkt. Im Anodisierungsver- 

20 fahren wird iiblicherweise eine starke Saure, wie Schwefel- oder Phosphorsaure eingesetzt, um anschlieBend durch ein 
weiteres Verfahren, wie beispielsweise in einem ihermischen Silizierungsverfahren oder der sogenannten Elektrosilizie- 
rung, die Oberflache hydrophil zu machen. 

10004] Zur Herstellung einer oben beschriebenen Druckform ist eine groBe Anzahl von strahlungsempfindlichen Ma- 
terialien bekannt, die zur Generierung von Abbildungen im Einsatz des Hthographischen Druckverfahrens geeignet sind, 
25 insofem als sie nach Belichtung und gegebenenfalls erforderlicher Entwicklung und Fixierung einen bildmafiigen Be- 
reich zur Verfiigung stellen, der zum Drucken verwendet werden kann. Beispielsweise konnen dazu fotopolymerisier- 
bare Stoffe verwendet werden. 

[0005] Die oben beschriebene Anordnung wird einer bildmaBigen Belichtung unterworfen, indem ordich selektiv 
Energie zugefiihrt wird. Dieses kann beispielsweise mittels der Belichtung durch eine Maske mil UV-Licht oder aber 

30 durch direktes Schreiben mit einem Laser erfolgen. 

[0006] Die hthographischen Druckformen der oben beschriebenen Art werden ublicherweise mit einer Entwicklerlo- 
sung behandelt, welche typischerweise eine wassrige alkalische oder basische Losung mit oiganischen Zusatzen ist. 
[0007] Es werden seit einiger Zeit Bemuhungen untemommen, Druckformen herzustellen, bei denen zur Erzeugung 
des Bildes auf ein nasschemisches En twicklungs verfahren verzichtet werden kann. Hierzu konnen Oxidkeramiken, wel- 

35 che beispielsweise in Form von Beschichtungen auf einer Druckplatte vorliegen, Verwcndung finden. 

[0008] In der EP 0 9 1 1 154 A 1 wird als Materialien fur die Plattenoberfiache Titandioxid (T1O2) und Zirkoniumdioxid 
(Zn02) vorgeschlagen, welche in keramischer Form sowohl rein als auch mit anderen metallischen Zusatzen in verschie- 
denen Mischungsverhaltnissen vorliegen konnen. Diese Oberflache ist in nicht angeregtem Zustand hydrophob und kann 
durch Bestrahlung mit ultraviolettem Licht in einen hydrophilen Zustand versetzt werden. Die Bebilderung geschieht 

40 nun, indcm die gesamte Oberflache der Platte mil ultraviolettem Licht belcuchtet wird und Bereiche, die beim Druck 
Farbe fuhren soUen, durch eine Maske beziehungsweise einen Film abgedeckt werden. 

[0009] Zumindest bei Titandioxidschichten als Substrat stellt sich als besonderer Nachteil heraus, dass die lltandioxid- 
schichten zwar mit UV-Licht schaltbar sind, jedoch eine geringe Stabilitat hinsichtlich des zeitlichen Verlaufes der Um- 
schaltung aufweisen. Darliber hinaus stellt es sich bei Titandioxidschichten immer wieder heraus, dass eine ausreichende 
45 Umschaltung oder ein ausreichender Hub, d. h. ein ausreichender Flip von hydrophil nach hydrophob nur in nicht aus- 
reichender Starke erzielt werden kann. Des weiteren stellt die vollstandige Reinigung des Substrates nach erfolgtem 
Druck ein nicht zu unterschatzendes Problem in der Praxis dar. 

[0010] Aus der US 4,568,632 ist die Strukturierung von Polymeroberflachen oder Polymerfilmen bekannt, welche we- 
nigslens eine Imid-Gruppe im korrespondierenden Monomer, sei es in der Hauplkelle oder einer Seitenkette des daraus 

50 aufgebauten Polymers, aufweisen. Es wird ein Verfahren zur Atzung oder Abtragung von Polyimid ohne chemische Be- 
handlungsschritte offenban. Das Polyimid wird ultraviolettem Lichl mit einer Wellenlange, die kiirzer als 220 nm ist, 
beispielsweise von einem Argon-Fluorid Excimer Laser, ausgeselzl, so dass eine fotokalalytische Zersetzung statlfindet, 
wobei fluchtigc Produkte durch geeignetc Miltcl entfernt werden. Zur Untersttilzung, insbesondere zur Beschleunigung, 
des Prozesses flndet die Reaktion in einer Atmosphare statt, welche Sauerstoff aufweist. Eine Strukturierung kann bei- 

55 spielsweise durch die Verwendung einer groBflachig ausgeleuchteien Maske oder durch eine Abtastung der Oberflache 
mit einem Belichtungsstrahl zur raumlich selekliven Reaktion erreichl werden. Diese Strukturierung kann ohne eine we- 
scntliche Beeinflussung des an der Oberflache verbleibcnden Polyimids erreichl werden. Eine Strukturierung der Ober- 
flache in hydrophobe und hydrophile Bereiche, welche insbesondere eine Einsatz der strukturierten Oberflache fOr den 
Druckprozess nach einem lithographischen Verfahren oder einem Offset- Verfahren ermoglicht, kann daher nicht erreichl 

60 werden. 

[0011] Vor dem Hinleigrund dieses Stands der Technik besteht die Aufgabe der vorliegenden Erflndung darin, eine sta- 
bile und cinfach schaltbarc Oberflache fur Druckprozesse vorzuschlagen. 

[0012] Diese Aufgabe wird erflndungsgemaB durch ein N^rfahren zur Erzeugung einer Struklur aus hydrophilen und 
hydrophoben Bereichen auf einer Oberflache mit den Merkmalen gemaB Anspruch 1 sowie durch eine Druckform mit 
65 den Merkmalen gemaB Anspruch 11 gelost. 

[0013] ErflndungsgemaB werden die fur den lithographischen Druckprozess benotigten hydrophoben und hydrophilen 
Bereiche auf einer Polyimidoberflache dadurch erzeugt, dass diese gegebenenfalls nach einer chemischen Initialisierung 
bebilden beziehungsweise strukturierl wird, indem die Bebilderung durch eleklromagnetische Strahlung erfolgl und 




2 



# 



DE 101 21 561 A 1 



durch cine weitere chemische Reaktion abgeschlossen wird. Nach eifolgtem Drucken kann eine LSschung des bebilder- 
ten Suuktur durch eine weitere chemische Reaktion erfolgen. 

[0014] Durch das erfindungsgemaBe Vcrfahren wird eine Druckform zur Verfugung gestelli, welche in einem konven- 
tionellen NaB-OfFselverfahren zum Drucken verwendet werden kann. DariSber hinaus eignet sich die erfindungsgemaBe 
Druckform auch flir den Druck mil zusatzfrciem Feuchtmittel, wie reincs Wasscr, also beispielsweise ohne den gangig 
verwendeten Isopropanol. 

[0015] Besonders vorteilhaft ist, dass die slruklurierte PolyimidoberflSche durch einen weiteren chemischen Prozess 
gelSschl werden kann. Mil anderen Worten: Das erfindungsgemaBe Verfahren siellt eine reversibel beschreibbare und 
wicder loschbare Oberflache zur Wrftigung. 

[0016] Im Zusammenhang des erfindungsgemSBen Verfahrens und der crfindungsgemaBen Druckform wird untcr 
Polyimid ein Polymermalerial verstanden, dessen zugehdriges Monomer die funktionelle Gruppe eines Imids 
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aufweist. Dabei kann diese Gruppe in der Hauptkelte oder einer Seitenkelte des Polyimids aufireten. In einer ersten be- 
vorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung findet als Polyimid das im folgenden abgekurzt als Polybenzoldiimid (PBDI) 
bezeichnete 





Verwendung. Diese Substanz wird unter dem Namen "Kapton" von Dupont vertrieben. In einer zweiten Ausftihrungs- 
form wird als Polyimid abgekiirzt sogenanntes Polyamidimid (PAI) 
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eingesetzt. In Zusammenhang der Erfindung ist das physikalische Verhalten der Polyimide ist im Wesentlichen gleich. 
Die detailliert angegebenen Ausfuhrungsformen stellen nur Beispiele dar. Das erfindungsgemaBe Verfahren kann auch 
mit anderen Imid-Gruppen aufweisenden Substanzen eingesetzt werden. Das verwendete Polymer ist im ursprunglichen 
Zustand stark hydrophob, damit also gut farbfuhrend. so 
[0017] Das erfindungsgem^e Verfahren zur Erzeugung einer Struktur aus hydrophilen und hydrophoben Bereichen 
auf einer Oberflache, welche in einem ersten, im Wesentlichen unstrukturierten Zustand ein Polymermaterial mit Imid- 
Gruppen aufweist, zeichnet sich dadurch aus, dass eine sich an eine ortlich sclektive Belichtung durch lokale EinsUrah- 
lung elektromagnetischer Energie zeitlich nachgehende chemische Behandlung der Oberflache mit einem Oxidations- 
mittel durchgefiihrt wird. Die elektromagnetische Energie wird bevorzugt durch eine UV-Lichtquelle, welche Licht mit 55 
einer Wellenlange zwischen 200 und 440 nm, bevorzugt 220 und 460 nm emittiert, erzeugt Als Oxidationsmittel kann 
bevorzugt Wasscrstoffperoxid (H2O2), Sauersloff (O2), Ozon (O3) oder Kaliumpcnnanganat (KMn04) oder Kombinatio- 
nen dieser Oxidationsmittel verwendet werden. Neben dem Oxidationsmittel kann auch in der zeitlich nachgehenden 
chemischen Behandlung zus^tzlich eine Riissigkeit mit ionischen Tensiden eingesetzt werden. Der ortUch selektiven Be- 
lichtung kann zusStzlich zeidich vorhergehend eine groBflachige chemische Behandlung der Oberflache mit einer star- 60 
ken Base ausgefuhrt werden. Bei der starken Base handelt es sich bevorzugt um eine wassrige Losung von Kaliumhy- 
droxid (KOH) und/oder Nairiumhydroxid (NaOH). 

[0018] Mit einem zusatzlichen. zeitlich nachgeordneten Verfahren sschritt ist es moglich, die Oberflache in den ersten, 
im Wesentlichen unsuoikturierten Zustand zu uberfiihren. Dazu wird eine groBflachige chemische Behandlung der Ober- 
flache mit einer starken Saure vorgenommen. Bei der starken Saure handelt es sich bevorzugt um eine wassrige Losung 65 
von Schwefelsaure (H2SO4) und/oder Salzsaurc (HCl) und/oder Salpetcrsaurc (HNO3) und/oder dergleichen. Beispicl- 
weise kann die groBflachige chemische Behandlung der Oberflache mit einem geeigneten entsprechenden Plattenreiniger 
durchgefUhrt werden. Durch die Zuriicksetzung der Oberflache in den ersten, im Wesentlichen unstrukturierten Zustand 
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ist cs mdglich, die Verfahrensschritte zu iierieren. Mil anderen Worten: eine Wiederbeschreibung der Rache mit Struk- 
turcn wechsclnder Topographic ist moglich. 

[0019] Eine erfindungsgemaBe Dnickform, welche insbesondere fur den Einsatz als Druckform im Offsetdruck geeig- 
net ist, umfasst eine Oberflache zum Drucken, welche ein Polymermaierial mil Imid-Gruppen, bevorzugt PBDI oder PAI 
5 aufweisL Eine derartige Oberflache ist mit dem erfindungsgemafien Vcrfahren, insbesondere mil den cinzelnen obcn be- 
schriebenen Optionen, struklurierbar. Folglich wird durch die Erfindung eine wiederbeschreibbare Druckform geschaf- 
fen. 

[0020] Mit besonderem \brteil kann die erfindungsgemafie Druckform in einem Druckwerk oder einer Druckmaschine 
zum Einsatz kommen. Ein derartiges Druckwerk zeichnet sich dadurch aus, dass es zum Drucken mil einer erfindungs- 
10 gemaBen Druckform versehen ist. Hne Druckmaschine, insbesondere eine OfFsetdruckmaschine, mit wenigstens einem 
Anleger, einem Druckwerk und einem Ausleger weist dann wenigstens ein Druckwerk, welches zum Drucken mit einer 
erfindungsgemafien Druckform versehen ist, auf. 

[0021] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausfiihrungsformen und Weiterbildungen der Erfindung werden anhand der 
nachfolgenden Figuren sowie deren Beschreibungen daigestellt. Es zeigi im Einzelnen: 
15 [0022] Fig. 1 ein Ablaufdiagramm des erfindungsgemafien Verfahrens mit einem chemischen Initialisierungsschritt, 
der eine Behandlung mit einer basischen Substanz umfasst, 

[0023] Fig. 2 ein Ablaufdiagramm des erfindungsgemafien Verfahrens mit direkter Strukturierung der Polyimidober- 
hache durch elektromagnetische Strahlung, 

[0024] Fig. 3 eine schematische Darstellung der Strukturierung einer Druckform, deren Oberflache Poiyimid aufweist, 
20 mittels des erfindungsgemaBen Verfahrens einschlieBlich eines chemischen Initialisierungsschrittes, und 

[0025] Fig, 4 eine schematische Darstellung der Strukturierung einer Druckform, deren Oberflache Poiyimid aufweist, 
mittels des erfindungsgemaBen Verfahrens ohne chemischen Initialisierungsschritt durch Behandlung mit einer basi- 
schen Substanz. 

[0026] Die Fig, 1 zeigt ein Ablaufdiagramm des erfindungsgemaBen Verfahrens mil einem chemischen Initialisie- 

25 rungsschritt, der eine Behandlung mit einer basischen Substanz umfasst. Das Ablaufdiagramm dient zur Erlauterung der 
einzelnen Prozessschritte und deren Reihenfolge. Das im erfindungsgemaBen Verfahren verwendete Polymermaterial ist 
eine Substanz, welche im ersten, urspriinglichen Zustand stark hydrophob, also gleichzeitig gut farbfuhrend, ist. 
[0027] Das Polymermaterial wird einer Basenbehandlung 10 unterzogen. Beispielsweise wird es fur ein gewisses Zeit- 
intervall im Minutenbereich einer wassrigen Losung einer starken Base, wie beispielsweise Kaliumhydroxid oder Natri- 

30 umhydroxid, ausgesetzt. Durch diese Behandlung wird das Polymermaterial hydix)phil. Durch eine groBflachige Basen- 
behandlung 10 wird somit die Oberflache groBflachig hydrophil. In diesem Zustand wird die cigentliche Strukturierung 
durchgefiihrt: Es werden die farbfuhrenden und nicht farbfiihrenden Bereiche, also Bildstellen und nicht Bildstellen, 
feslgelegt. Es wird eine lokale Belichtung 12 durch elektromagnetische Strahlung, bevorzugt im U V-Bereich, vorgenom- 
men. Als nachster Schritt erfolgt eine Oxidation 14. Das Oxidationsmittel, beispielsweise Wasserstoffperoxid, Kalium- 

35 permanganat oder dergleichen, schaltet oder entwickelt die Eigenschaft der Oberflache, welche der elektromagnetischen 
Strahlung ausgesetzt war. Mit anderen Worten: vor Belichtung 12 und nachgehender Oxidation 14 hydrophile Bereiche 
werden nun hydrophob. Optional erfolgt nach dem Oxidationsprozess eine Behandlung der Oberflache mit einem Poly- 
saccharid oder Polysaccharidgemisch, bevorzugt D-Arbinose und/oder D-Fructose. Dieser zusatzliche optionale Schritt 
verbessert eine Stabilisierung der hydrophoben respektive hydrophilen Bereiche. Die somit strukturierte Oberflache ist 

40 nun druckbercit. Nach dem Druck 16 kann mittels einer Saurebehandlung 18 die Strukturierung der Oberflache gcldscht 
werden. Dazu wird die Oberflache groBflachig einer starken SSiire, beispielsweise einer wassrigen Losung von Schwe- 
felsaure, Salzsaure, Saipetersaure oder dergleichen oder Plattenreiniger ausgesetzt. Durch diesen Verfahrensschritt ist die 
Oberflache erneut hydrophob. Es ist moglich, eine Iteration 110 der angegebenen Abfolge von Verfahrensschritten vor- 
zunehmen. In einer emeuten lokalen Belichtung 12 kann eine Struklur mit einer anderen, im Allgemeinen abweichenden 

45 Topographic auf der Oberflache hergestellt werden. 

[0028J Die Fig, 2 ist ein Ablaufdiagramm des erflndungsgemaBen Verfahrens mit direkter Strukturierung der Polyi- 
midoberflache durch elektromagnetische Strahlung. Dieses Ablaufdiagramm dient zur Erlauterung der einzelnen Pro- 
zessschritte und deren Reihenfolge. In dieser Ausfuhrungsform des erfindungsgemaBen Verfahrens wird das verwendete 
Polymermaterial, welches in einem ersten, urspriinglich hydrophoben Zustand vorliegt, einer lokalen Belichtung 20 aus- 

50 gesetzt. Durch die zeitlich nachgeordnete Oxidation 22 wird eine Strukturierung erreicht: Die ordich begrenzt belichte- 
ten Bereiche sind nunmehr hydrophil. Die somit strukturierte Oberflache kann zum Drucken 24 verwendet werden. 
Durch eine Saurebehandlung 26 ist es m6glich, die Struklur hydrophiler und hydrophober Bereiche zu loschen. Die 
OberflSche wird durch die Saurebehandlung 26 in den ersten, hydrophoben Zustand UberfUhrt. Es ist also wiederum 
mdglich, eine Iteration 28 der Schritle des erfindungsgemaBen Verfahrens auszufilhren. 

55 [0029] Die Fig. 3 stellt schematisch die Strukturierung einer Druckform, deren Oberflache Poiyimid aufweist, mittels 
des erfindungsgemafien Verfahrens einschliefilich eines chemischen Inidalisierungsschrittes dar. In der Fig. 3 sind fUnf 
Zuslande der Druckform 30 in der durch die Pfcilc angedeuteten zeitUchen Ordnung gezeigt. Zunachsl weist die Druck- 
form 30 eine Oberfl^he auf, welche einen grofiflSchigen hydrophoben Bereich 32 darsiellt. Durch einen chemischen In- 
idalisierungsschritt der Behandlung der Oberflache mit einer starken Base wird die Oberflache groBflachig in einen by- 

60 drophilen Bereich 34 umgewandelt. Durch selektive Belichtung werden lokal begrenzt initialisierte Bereiche erster Art 
36 auf der groBflachig hydrophilen Flache 34 erzeugt. Mittels der nachgeordneten Oxidation entstehen hydrophobe Be- 
reiche 32 neben hydrophilen Bereichcn 34. Damit ist eine Suukturierung der Oberflache der Druckform 30 erreicht 
Diese Struklur kann geloscht werden, indem die Druckform 30 grofiflachig einer Saurebehandlung unterworfen wird. 
Nach diesem Schritt liegt die Druckform 30 wieder mit einem groBflachig hydrophoben Bereich 32 vor. 

65 [0030] Eine beispielhafte Ausfuhrungsform des erfindungsgemaBen Verfahrens stellt sich damit wie folgt dar: 

Das Polymermaterial, bevorzugt PBDI oder PAI, wird in einer Dicke zwischen einer noch handhabbaren Folic von etwa 
25 Mikrometer bis zu einer Schichtdicke von einigen Millimetem auf einem geeigneten TVager, beispielsweise auf einer 
Aluminumplatte aufgebracht. Die Oberflache des aufgebrachten Polymermaterials wird anschlieBend einer Basenbe- 
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handlung unterzogen. wobei bevorzugt Natriumhydroxid (NaOH) und/oder KaUumhydroxid (KOH) eingeseut wild. Im 
Hinblick auf die Konzentrauonen weiden beispielsweise bei Natriumhydroxid 04 bis Imolarige LSsungen verwendet 
wobei anzumericen bleibu dass zu hohe Konzentrationen (von etwa Smolariger Ldsung) das Polymennaterial zeistOren 
konnen. Das in seinem ersten Zustand urspriingUch vollstandig hydrophobe Pblyin»material wiid durch die Basenbe- 
handlung, deren Dauer im Bereich einiger Minutcn, bevorzugt bei ctwa einer Minute, im wescnllichen vollstandig hy- i 
drophihert. AnschUeBend erfolgt die Bebiiderung entweder dutch eine Maske Oder durch brtUch selektive Beleuchtuiie. 
durch exnen Lichtsu-ahl, der lokal auf die DruckoberflSche gerichtet wild. Als LichtqueUe wird bevorzugt ein UV-Laser 
verwendet Die ortlich selektive Belichtung ist als InitiaUsierungsreaktion anzusehen, an welche sich eine chemische Be- 
handlung der Oberflachc anschbeBt Die belichtete Oberflache wird anschUeBend einem OxidaUonsmittel ausgesetzt, 
z. B. Wassefstoffperoxid (HjOz). Sauerstoff oderOzon. Weiterhin kann auch Kaliumpermanganat (KMn04) in flOssiger la 
Phase verwendet werden Die bevorzugte Konzentration von Wisserstof^roxid besteht in einer 15%igen Ldsung von 
Wasseretoffperoxid in Wasser. Bei Kaliumpermanganat wird bevorzugt eine 0.02molaie Ixisung in Wasser benutzt. 
Durch die Behandlung nut einen, Oxidationsmittel werden die zuvor lokal bestrahlten Bereiche hydrophob, wahrend die 
ubngen Bereiche hydrophil blciten. Es ist vorteilhaft fUr eine verbesserte Stabilisierung der hydrophoben beziehungs- 
weise hydrophilen Bereiche. die OberflSche zusStzliche einer Behandlung beziehungsweise einer sogenannten Gummi- is 
erung mit einem Polysaccharid zu unterwerfen. e e g iiii«n uumira is 

[0031] Die so hergestellte polymere Druckform wird zum Drucken verwendet. Nach dem Drucken kann die Druck- 
fonn gleichzeitig geloscht und gereinigt werden. wobei an sich alle (Iblichen bekannten mechanischcn ReinigungsmdB- 
hchkeiten benutzt werdCT kfinnen: Die Oberflache wird einer starken Saure ausgesetzt. z. B. Schwefelsaure CH2SO4) 
Salzsaure (HCl) oder SalpetersSure (HNO3). Die SSuren soUen dabei bevorzugt alle in einer Konzentration von einer 20 
Imolangen Losung vorbegen. 

[0032] Gegebenenfalls kann zur UnterstOtzung eines mechanischcn Reinigungsprozesses auch ein chemisches Reini- 
gungsmittcl, insbesondere handeUUbhcher Plattenreiniger. verwendet werden. AnschUeBend kann dergesamte Behilde- 
rungsprozess flir einen neuen Druclq)rozes5 wiederholt werden. 

[0033] In der F%. 4 ist eine schematische DarsteUung der Strukturierung einer Druckform. deren Oberflache Polyimid 25 
aufweist. inittels des erflndungsgemaBen Verfahrens ohne chemischen Initialisierungsschritt durch Behandlung mit einer 
oasiscnen oubstanz gezeigt. 

l^?r vier Zustande der Druckform 30, deren zeitliche Ordnung durch die Pfeile angedeutet ist Zu- 

J;in!f " T ^'"T S~^fl^'=hig hydrophoben Bereich 32 vor. Durch lokale Belichtung. insbeson- 

. u J^^i^"^ "^u"^"^' 'niUalisierteBereichezweiter Art38 auf der Oberflache der Druclrform 30 er- 

w"?!!^^ -S ^^d?" '^^"'^ hydrophile Bereiche 34. Die Oberflachc weist damit cine Struktur aus hydropho- 

ben Bereichen 32 und hydrophilen Bere.chen 34 auf. sodass sie zum Drucken verwendet werden kann. Nach einer ^oB- 

flachigen Behandlung imt einer starken SSure der ObcrflSche der Druckform 30 wird erreicht, dass die Druckform aoB- 

Hacnig wieder hydrophob ist. 

i^l^l ^ u^'^f^^." ausgedriickt: Ohne die Basenbehandlung 10, wie im Ablaufdiagramm der Fie 1 Eezeiet 

fuhrt der anhand Fig. 4 beschiiebene Prozess der ortlich selektivcn Belichtung durch lokale Einstiahlung el^magne- 
l'eT,ir/h n^^J^'V^H*"^"" "™sekehnen Hydophilierungs- respektive Hydrophobierungsergebnis. wenn die Druckform 
zeithch nachgehend einer chemischen Behandlung durch ein Oxidationsmittel ausgesem wird 

[0036] Es 1st weiterhin anzumerken, dass mit besonderem Vorteil als Feuchtmittel fiir den Oflfsetdruck mit d« erfin- 

iiSiT™ ^"^^T r "^r*'"^"' '^'^'^ ™ Wasser hissen die bcbilder^n Be- 40 

reiche beim Bedrucken stoker zur Geltung kommen. 

BEZUGSZEICHENLISTE 

10 Basenbehandlung 
12 lokale Belichtung 
14 Oxidation 
16 Druck 

18 Saurebehandlung 
110 Iteration 

20 lokale BeUchtung ^ 
22 Oxidation 
24 Druck 

26 Saurebehandlung 
28 Iteration 
30 Druckform 
32 hydrophober Bereich 
34 hydrophiler Bereich 
36 initialisierter Bereich erster Art 
38 initialisierter Bereich zweiter Art 
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PatentansprUche 



1 . Verfahren zur Erzeugung einer Struktur aus hydrophilen (34) und hydrophoben (32) Bereichen auf einer Ober- 
nache, welche m einem ersten, im wesendichen unstrukturierten Zustand ein Polymermaterial mit Imid-GmpDen 
aufweist, gek^nzeichnet durch eine sich an eine orUich selektive Belichtung durch lokale Einstrahlung clekUo- 
magneuscher Energie zeitUch nachgehende chemische Behandlung der Oberflache mit einem Oxidationsmittel 

2. Verfahren gemSB Anspnich 1, gekennzeichnet durch eine der ortlich selektivcn BeUchtung zeitUch vorheige- 
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hende groBflachige chemische Behandlung der Oberflache mit einer siarken Base. 

3. Verfahren gemaB Anspruch 1 oder 2 mit einem zusHtzUchen, zeitlich nachgeordneten \%rfahrensschritt des 
Uberfuhrens der Oberflache in den ersten, im wesentlichen unstrukliirierten Zustand, gekennzeichnet durch eine 
groBflachige chemische Behandlung der Oberflache mit einer starken Saure. 

4. Verfahren gemaB einem der vorheigehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die elcktromagnetische 
Encrgie durch cine UV-Lichtquelle, welche Licht mit einer }iVelleniange zwischen 200 und 440 nm emiitien, cr- 
zeugt wird. 

5. Verfahren gemaB einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das Oxidationsmittel 
Wasserstoflfperoxid (H2O2) und/oder Sauerstoff (O2) und/oder Ozon (Cj) und/oder Kaliumpermanganat (KMn04) 
aufweist. 

6. Verfahren gemaB einem der AnsprOchc 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die slarke Base eine wSssrige L6- 
sung von Kaliumhydroxid (KOH) und/oder Natriumhydroxid (NaOH) ist. 

7. Verfahren gem^ einem der Anspruche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die starke Saure eine wassrige Lo- 
sung von Schwefelsauie (H2SO4) und/oder Salzsaure (HCl) und/oder Salpetersaure (HNO3) ist. 

8. Verfahren gemSB einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass neben dem Oxidations- 
mittel wahrend der zeidich nachgehenden chemischen Behandlung eine RUssigkeit mit ionischen Tensiden einge- 
setzt wild. 

9. Verfahren gemaB einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass das Polymermatcrial mit 
Imid-Gruppen PBDI oder PAI ist 

10. Verfahren gemaB einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der chemischen Be- 
handlung der Oberflache mit einem Oxidationsmittel zeitlich nachgeordnet die Oberflache mit einem Polysaccharid 
in Kontakt gebracht wird. 

11. Druckform (30), insbesondere fiir den Einsatz als Druckform (30) im Offsetdruck. mit einer Oberflache zum 
Drucken, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberflache ein Polymermatcrial mit Imid-Gruppen aufweist. 

12. Druckform (30) mit einer Oberflache gemaB Anspruch 1 1 . dadurch gekennzeichnet, dass die Oberflache PBDI 
oder PAI aufweist. 

13. Druckform (30) mit einer Oberflache gemaB Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfla- 
che mit einem Verfahren gemaB Anspruch 1 bis 10 strukturierbar ist. 

14. Druckwerk, dadurch gekennzeichnet, dass das Druckw^k zum Drucken mit einer Druckform gemSB Anspruch 
11, 12 Oder 13 versehen ist. 

15. Druckmaschine mil wenigstens einem Anleger, einem Druckwerk und einem Ausleger, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Druckmaschine wenigstens ein Druckwerk gemaB Anspruch 14 aufweist. 
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